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Rys.1. Schemat pomieszczenia laboratoryjnego z sugerowanym położeniem urządzenia do fotolitografii  

 

 

Rys.2. Fotografia urządzenia do fotolitografii 
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Strefa o podwyższonej czystości 
Klatka ISO 7 
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wysokość 300, ISO 9 

 

Tzw. Pomieszczenie 
pomiarowe 

 

40
0

 


